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"EXCELENCIA NAO E UMA HABILIDADE. E UMA ATITUDE."
(Ralph Marston)

Nossa misséo é fornecer os melhores e mais confortéveis instrumentos para diversas
demandas analiticas. A melhora continua e o desenvolvimento, somado a selecdo de
componentes certificados garante precisdo absoluta, desempenho analitico superior,
robustez e a durabilidade caracteristicas dos instrumentos Analytik Jena.

PlasmaQuant® MS — Solucées com Tecnologia Patenteada

= Eco Plasma
Desempenho robusto de plasma com metade do uso de argdnio

= iCRC — Integrated Collision Reaction Cell

Espelho idnico com focalizagdo 3D para sensibilidade incomparavel
= ReflexlON

Quadrupolo com 3MHz proporciona separagdo de massas superior
= Quadrupolo de alta definicao

Quadrupolo com 3MHz proporciona separacdo de massas superior
= ADD' — All-Digital Detection System

Faixa de trabalho com 10 ordens de magnitude

PlasmaQuant IS

Quadrupole Technology

Eco Plasma

PlasmaQuant® MS:
O cavalo de batalha universal para uma ampla faixa de aplicacdes

PlasmaQuant® MS Elite:
A Unica escolha para o campo de pesquisas

PlasmaQuant® MS

THE NEW PERSPECTIVE IN ICP-MS
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PlasmaQuant® MS

Tecnologias Inteligentes - Trabalho Simples

Economize Recursos

O maior avanco em gerador de RF projetado e pro-
duzido pela primeira vez para ICP-MS. Um sistema
de plasma que demanda apenas metade do uso
de argonio.

O sistema altamente eficiente, virtualmente
centrado-aterrado do Plasma-
Quant® MS, produz um plas-
ma estavel e robusto com a
tocha convencional usando
somente 7 L/min de fluxo de
gas. O projeto superior per-
mite que se dispense o Uso
de escudo de plasma, usado
para eliminar problemas com descarga secundario
devido ao plasma balanceado.

=

Eco Plasma

O PlasmaQuant® MS é extremamente confidvel e
permite a andlise de qualquer matriz de amostra de
agua residual a solventes orgénicos e, agora, com
baixo custo operacional, poucas trocas e menor
tempo parado.

Eco Plasma - Seus beneficios

= Projeto novo e avancado

= Desempenho de plasma robusto
= Produtividade elevada

= Os menores custos operacionais

Trabalhar no modo Nitrox oferece uma linha de
gés adicional que permite a introducdo de um gés
alternativo no plasma, incluindo oxigénio, nitrogénio
e hélio, dependendo da aplicacéo.




Turbine o seu desempenho para matrizes
dificeis

A cela de colisdo/reacdo
integrada (iCRC) possibilita
remocao simples e efetiva de
interferéncia nas anélises das
suas amostras. A iCRC injeta
hélio (He) e hidrogénio (H.)
como gases de colisdo e
reacdo em uma zona de alta
pressdo na ponta do skimmer cone. Isto, permite
reacoes e colisdes mais efetivas com interferéncias
causadas pelo plasma ou pela matriz em um
pequeno volume de cela para andlises répidas e
livres de interferéncia.

Em qualquer ICP-MS, a introducdo de gases
de colisdo/reacdo resulta em perda de sinal do
analito. Embora isto seja desejavel para os isétopos
interferentes, os sinais dos analitos, que ndo
interferem diretamente, também s&o suprimidos. O
operador deve escolher entre sacrificar os limites
de deteccdo para melhorar a produtividade ou
remover completamente os gases de colisdo/
reacdo da cela antes de fazer a préxima medida.
Com a exclusiva tecnologia BOOST, a sensibilidade
¢ mantida sem necessidade de remover os gases de
colisdo/reacdo. Isto significa que ndo é necessério
purgar a cela e nem comprometer a produtividade,
a sensibilidade e os limites de deteccéo.

iCRC — Seus beneficios

= Remocdo eficiente de interferéncias espectrais

= Mudanca rdpida entre os gases aumenta a pro-
dutividade

= Excelente estabilidade de longo prazo

= Alcanca o melhor desempenho com a tecnologia
BOOST

= Livre de manutencdo

Seja exato — Detecte todos os ions no modo
digital

O PlasmaQuant® MS é o Unico ICP-MS a oferecer
um detector completamente digital em toda a
faixa. Proporciona 10 ordens de grandeza no modo
de contagem de pulso somente. Isto elimina a
necessidade de inexatas calibracdes cruzadas
associadas com detectores de tecnologia inferior
analogico-digitais.

O ADD'™ atenua com exatiddo, sinais intensos,
automaticamente sem necessidade de uma
medida analdgica separada. O beneficio & uma
excepcional vida util do detector e, andlise multi-
elementar répida e exata ao nivel de ultra-tracos e
concentragdes majoritdrias na mesma medida.

ADD'® - Seus beneficios

= 10 ordens de magni-
tude de faixa de trabalho

= Sem calibracdes analdgi-
cas inexatas

= \ida til excepcional do
detector

Technology




PlasmaQuant® MS

Engenharia de Alta Tecnologia - Atinja seus Limites

Focalize seus ions

O ReflexlON é um inovador espelho de ions com
foco tridimensional que reflete o feixe de fons em
90°. Gerando um campo
eletrostatico parabolico, o ion
incidente € refletido, ao invés .
de defletido. O resultado é

que ions de analitos com
diferentes  tamanhos e
energia sdo eficientemente
focalizados no quadrupolo.
Isto significa mais fons entrando no quadrupolo
resultando melhores sinais para todos os analitos
em toda a faixa de massas. Ao mesmo tempo, fétons
e espécies neutras passam diretamente através do
campo campo eletrostatico, reduzindo o sinal de
fundo e melhorando os limites de deteccao.
Apenas o PlasmaQuant® MS oferece até 5 vezes
maior sensibilidade que sistemas concorrentes.

ReflexION

ReflexION - Seus beneficios

= Reflete o feixe de fons em 90° para sensibili-
dade superior

= Controle completo 3D para fécil otimizacdo

= Baixo sinal de fundo com fétons e espécies
neutras passando diretamente

= Sem contaminacdo — sem manutencdo

Concentragéo ug/L

As(ll) As(V) DMA MMA Total As

Suco de 0.297 1.550 0.088 0.010 1.945
maca 1
Suco de 0.186 0.430 0.084 0.007 0.707
maca 2

Suco de macd  0.052 0.102 0.037 0.007 0.198
organico

|
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A Separagdo de espécies orgdnicas e inorgdnicas de

arsénio em suco de magd organico usando LC-ICP-MS.
Amostras foram diluidas 2 vezes.

A PlasmaQuant® MS: lon beam path




Seja diferente — separe ions com alta definicao
O analisador de massa quadrupolo com 3 MHz real,
resulta em uma excpecional separacdo de massas
e uma elevada velocidade de
varredura. Precisdo feita de
aco inoxidavel, as barras do
quadrupolo de baixo ruido

possui um campo hiperbdlico

quase perfeito. Com
cobertura de massa de 3 a Quadrupole
256 u.m.a, o PlasmaQuant®
MS permite a quantificacdo de todos os isétopos
estdveis conhecidos. A sua superior abundéancia
de sensibilidade o torna adequado para andlise
isotépica. Enquanto a sua habilidade de integrar
rapidamente sinais em 50 ps o torna ideal para
andlise de particulas individuais usando acessorio
de ablacdo com laser. Antes do quadrupolo, o
sistema patenteado autolimpante o curved fringe
rods, um analisador de massa fora de eixo, reduz o
ruido de fundo a < 1 cps.

Quadrupolo de alta definicdo — Seus beneficios

= Quadrupolo com 3 MHz real para separagao de
massa superior

= Arranjo fora do eixo de baixo ruido

= Sem contaminacdo — sem manutencdo

PiasmaQuant MS




PlasmaQuant® MS

Projeto Inteligente - Torna facil a vida no laboratério

Tecnologia de dupla conexao - Personaliza Projetado como um livro — Abertura facil para
suas necessidades manutencao

O projeto de bancada com dupla conexdo O inteligente projeto tipo livro permite um fécil
oferece completa flexibilidade na configuracdo do acesso e manutencdo. Os cones da interface
sistema de acordo com os requerimentos do seu podem ser facilmente trocados em menos de um
laboratdrio. As duas portas de entrada localizadas minuto. O compartimento da tocha do plasma é
na frente e ao lado do instrumento permitem completamente travado e revestido proporcionando
conexdo direta com diferentes acessoérios a tocha seguranca completa durante a operacdo do
do plasma ao mesmo tempo. Vocé é limitado plasma. Ainda assim, permite facil acesso quando
apenas pela sua imaginacéo. ndo estd em uso. A tocha auto posicionada é

automaticamente alinhada quando é substituida de
maneira viavel e reprodutivel.
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Trabalhe tranquilamente com navegacéo
intuitiva

O programa operacional da Analytik Jena, o
ASpect MS redefine facilidade de uso com a nossa
plataforma intuitiva. Todas os dados de anélise,
gréficos de varredura de massa, dados de calibracdo
e data logs estdo disponivel com um clicar. A janela
de estado do instrumento proporciona uma répida
verificacdo de todos os componentes do sistema.
Uma excelente ferramenta de diagndstico que
maximiza a operabilidade do instrumento.

As caracteristicas distintas do ASpect MS véo de
op¢des automatizadas, incluindo programacéo
e iniciacdo da rotina, alinhamento do plasma,
calibracdo de massas e testes de resolucdo.
O AutoMax, simplifica o desenvolvimento de
métodos automatizando toda a optica de fon,
nebulizador e pardmetros do plasma para um
desempenho otimizado. Protocolos de controle
de qualidade com uma ampla selecdo de testes
de CQ e falhas permitindo dados qualificados para
andlise completa. Incluindo a diluicdo de aerosol e
a nova tecnologia BOOST, o programa ASpect MS
torna o trabalho rdpido mesmo para as mais dificeis
amostras.

< Worksheet

A FEstado do instrumento

Esteja preparado — USP 232/233/2232

A Analytik Jena oferece instalacdo e qualificacdo
operacional (1Q/0Q) para o PlasmaQuant®MS e
CFR 21 parte 11 para o programa ASpect MS para
atender os requisitos da industria farmacéutica.

O programa CFR 21 parte 11 oferece ferramentas de
auditoria, assinaturas eletronicas e gerenciamento
de usudrios, proporcionando a seguranca dos dados
e a sua rastreabilidade para sua tranquilidade.



Aproveite a Simplicidade em Aplicacoes dificeis

O PlasmaQuant® MS proporciona desem-
penho fora de série para aplicacdes,
incluindo pesquisas, que se beneficiam da
sua elevada sensibilidade e baixo ruido.

Ablacdo com Laser

Quando acoplado a um acessorio de ablacdo
com laser, a incomparavel sensibilidade
do PlasmaQuant® MS Elite permite o uso
de laser de baixa energia para a andlise
de crateras de reduzido tamanho com
melhorada resolucdo espacial. Isto o torna
ideal para aplicagdes em geoquimica, ciéncia
dos materiais e amostras biologicas.

Cromatografia a liquido

Com plena capacidade de integracdo
para LC-ICP-MS, a quantificacdo de baixos
niveis de espécies de analito tornou-se
facil. O PlasmaQuant® MS oferece uma
dupla entrada no compartimento da tocha
permitindo fécil integracdo para qualquer
sistema de HPLC.

Razdo Isotdpica

A elevada sensibilidade do modelo Elite
e a faixa estendida do detector ADD'®
proporciona excelentes resultados para
andlise de razdo isotdpica. Elevada precisao
e exatiddo é sempre alcancada mesmo
medindo em baixas concentracdes ou
amplas razbes isotdpicas

Analise de particulas individuais

A combinacdo de alta sensibilidade e rdpidas
varreduras fazem do PlasmaQuant® MS Elite
a técnica perfeita para a andlise de particulas
individuais. A deteccdo de nanoparticulas
com menos de 10 nm de didmetro ndo sdo
desafio.
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Analytik Jena

Construido para Exceléncia

A tradicdo com o poder inovador

Analytik Jena tem uma longa histdria e tradicdo
no desenvolvimento de sistemas analiticos de alta
qualidade e precisdo que vem desde as invencdes
de Emst Abbe e Carl Zeiss a 150 anos atras. Nos contrAA® series
Ultimos 25 anos a empresa tem crescido e se
tornado um dos fabricantes de tecnologia analitica
mais inovadores do mundo.

Tecnologia Competente

A Analytik Jena, tem excelente competéncia nos

campos de espectroscopia, pardmetros somados

e andlise elementar. Nos desenvolvemos e

fabricamos instrumentos diferenciados para:

= AAS de alta resolucdo com fonte continua

= AAS com fonte de linhas

= |CP-OES de alta resolucdo

= |CP-MS

= Anélise de merctrio

= Espectroscopia UV/VIs/NIR

= Andlise de TOC/TN,

= Andlise de AOX/EOX/TOX/POX

= C/N/S/Cl elemental analysis

= Determinacdo de capacidade antioxidante i
PlasmaQuant® PQ 9000 series

Com uma grande faixa de solucdes em programas

para laboratdrios, o grande portfolio da empresa

consiste em acessorios especificos e consumiveis

para laboratérios.

Completando a pintura

O PlasmaQuant® MS e o PlasmaQuant® MS Elite
expandem o portfolio de andlise elementar da
Analytik Jena. Combinado com uma extensa faixa
de produtos para espectroscopia atdémica, incluindo
as familias AAS de fonte de linhas, novAA® e ZEEnit,
a inovadora série de AAS de alta resolucdo com
fonte continua, contrAA® e o PlasmaQuant®

PQ 9000, ICP-OES de alta resolucéo, a Analytik Jena
tem a solucdo para as suas necessidades analiticas.
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PlasmaQuant® MS series
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